










































专利名称(译) 发光装置，显示装置和电子设备

公开(公告)号 US6512249 公开(公告)日 2003-01-28

申请号 US10/080692 申请日 2002-02-25

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

[标]发明人 KOYAMA TOMOKO
KANEKO TAKEO

发明人 KOYAMA, TOMOKO
KANEKO, TAKEO

IPC分类号 H01L51/50 H01L33/00 H01L27/28 H01L27/32 H01L51/52 G09F9/30 H05B33/02 H05B33/12 H01L27
/15 H01L31/12

CPC分类号 H01L51/5036 H01L51/5265 H01L51/5275 H01L27/322 Y10T428/24942 H01L51/5262

优先权 2002048116 2002-02-25 JP
2001049776 2001-02-26 JP

其他公开文献 US20020119384A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

发光装置包括基板和形成在基板上的发光元件部分。发光元件部分包
括：第一发光层，其中由于电致发光而产生光;一对电极层，用于向第一
发光层施加电场;第二发光层，其吸收在第一发光层中产生的光。发光层
和产生波长比吸收光的波长长的光，和一对电介质多层膜分别形成在第
二发光层下面和上面。由该对电介质多层膜反射的光的波长范围包括在
第二发光层中产生的光的波长范围。
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